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(54) Title: PLASMA SOURCE 

(54) Bezeichnung : PLASMAQUELLE 

(57) Abstract: The present invention relates to a 
plasma source which is arranged in floating 
fashion on a vacuum chamber, wherein the 
plasma source comprises a source housing, and 
a filament is provided in the source housing and 
is arranged so as to be insulated therefrom, 
wherein means for measuring the potential drop 
between the source housing and the filament are 
provided. The measured potential drop can be 
used for regulating the voltage heating the 
filament. According to the invention, 
corresponding means are provided. 

(57) Zusammenfassung: Die vorliegende 
Erfmdung betrifft eine Plasmaquelle die 
floatend an einer Vakuumkammer angeordnet ist 
wobei die Plasmaquelle ein Quellengehause 
umfasst und in dem Quellengehause ein von 
diesem isoliert angeordnetes Filament 
vorgesehen ist, wobei Mittel zu Messung des 
Potentialabfalls zwischen dem Quellengehause 
und dem Filament vorgesehen. Der Gemessene 
Potentialabfall kann zur Regelung der das 
Filament heizenden Spannung verwendet 
werden. Erfindungsgemass sind entsprechende 
Mittel vorgesehen. 
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(57) Abstract: The present invention relates to a 
plasma source which is arranged in floating 
fashion on a vacuum chamber, wherein the 
plasma source comprises a source housing, and 
a filament is provided in the source housing and 
is arranged so as to be insulated therefrom, 
wherein means for measuring the potential drop 
between the source housing and the filament are 
provided. The measured potential drop can be 
used for regulating the voltage heating the 
filament. According to the invention, 
corresponding means are provided. 

(57) Zusammenfassung: Die vorliegende 
Erfindung betrifft eine Plasmaquelle die 
floatend an einer Vakuumkammer angeordnet ist 
wobei die Plasmaquelle ein Quellengehause 
umfasst und in dem Quellengehause ein von 
diesem isoliert angeordnetes Filament 
vorgesehen ist, wobei Mittel zu Messung des 
Potentialabfalls zwischen dem Quellengehause 
und dem Filament vorgesehen. Der Gemessene 
Potentialabfall kann zur Regelung der das 
Filament heizenden Spannung verwendet 
werden. Erfmdungsgemass sind entsprechende 
Mittel vorgesehen. 
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